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(57) Abstract 9 18

To take loose material, the device has a base plate (3) made up of one or more gas distributor plates having gas outlet aper-
tures (10) distributed over the surface and gas distribution chambers (6) on the underside of the gas distributor plates and commu-
nicating with the gas outlet apertures (10), which are connected to a gas supply line (9) and spray nozzles (spray cone 12) to which _
water can be fed to moisten the gas and which are distributed over the plate surface beneath the gas distribution plates (6) and
open directly into the gas distribution chambers (6). The gas is therefore not moistened until immediately before it flows into the

_gas outlet apertures.

(57) Zusammenfassung

Die Vorrichtung besitzt eine zur Aufnahme von Schiittmaterial eingerichtete, aus einer oder mehreren Gasverteilerplatten
zusammengefiigte Basisplatte (3), die iiber die Plattenfldche verteilt angeordnete Gasaustrlttsoffnungen (10) aufweist, ferner auf
der Unterseite der Gasverteilerplatten vorgesehene und mit den Gasaustrittséffnungen (10) in Verbindung stehenden Gasvertei-
lerrdumen (6), die an eine Zufithrungsleitung (9) fiir das Gas angeschlossen sind, und von Wasser beaufschlagbare Spriihdiisen
(Spriihkegel 12) zur Befeuchtung des Gases, die verteilt iiber die Plattenfliche unter der Gasverteilerplatten (6) angeordnet sind
und unmittelbar in die Gasverteilerrdume (6) miinden. Im Ergebnis wird das Gas erst unmittelbar vor dem Einstrdmen in die

Gasaustrittsdffnungen befeuchtet.
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Vorrichtung zur Zufiihrung, Verteilung und Befeuchtung
von Gas bel einer Gasreinigungs- oder Verrottungsanlage.

Dié Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Zufihrung,
Verteilung und Befeuchtung von Gas bei einer
Gasreinigungs~ oder Verrottungsanlage, mit mindestens
einer zur Aufnahme von Schiittmaterial eingérichteten
Gasverteilerplatte, die iber die Plattenfldche verteilt
angeordnete Gasaustrittséffnungen aufweist, ferner mit
einem oder mehreren, auf der Unterseite der
Gasverteilerplatte vorgesehenen und mit den
Gasaustrittséffnungen in Verbindung stehenden
Gasverteilerraumen, die an eine oder mehrere

Zuflihrungsleitungen fir das Gas angeschlossen sind, und

mit von Wasser beaufschlagbaren Sprihdisen zur Befeuchtung

des Gases.

Bei einer aus DE 36 34 377 C2 bekannten Vorrichtung dieser

Art bestehen die Gasverteilerriume aus in den
Gasverteilerplatten ausgebildeten, die

Gasaustrittsdéffnungen reihenweise miteinander verbindenden
Gasfihrungskandlen, die uber einen gemeinsamen Sammelkanal

an die Zufilhrungsleitung fir das Gas angeschlossen sind.
Zwischen dem Sammelkanal und der Zufihrungsleitung ist
eine EinlaBkammer vorgesehen, die eine Spritheinrichtung
zur Gasbefeuchtung mit einem Wasserreservoir, dariber
angeordneten Sprihdisen und einer Pumpe enthdlt. Die
Zufihrungsleitung miindet in die EinlaBkammer und der
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Sammelkanal ist mit einem AuslaB der Einlafkammer
verbunden. In der EinlaBkammer erfolgt die Befeuchtung des
zugefiihrten Gases durch die Spritheinrichtung. Das so mit
Feuchtigkeit angereicherte Gas durchstromt den Sammelkanal
und die Gasfiihrungskandle, ehe es durch die
Gasaustrittsdffnungen in das auf den Gasverteilerplatten
aufgehdufte Schiittmaterial gelangt. - Derartige Anlagen
besitzen beziiglich der Gasverteilerplatten in der Regel
verhdltnismdBig groBe Fldchenabmessungen, SO daB sich die
Sammel- und Gasverteilerkandle lber entsprechend lange
Wege, zwischen 10 bis 100 m Lange, erstrecken. Auf diesen
langen Wegen verliert das Gas wieder einen erheblichen
Teil der ihm in der EinlaBkammer zugefihrten Feuchtigkeit
mit dem Ergebnis, dap das das Schiittmaterial
durchstrémende Gas schon zu trocken ist und die im
Schiittmaterial gewiinschten Prozesse mangels genigender

Feuchtigkeit nicht mehr optimal ablaufen konnen.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Vorrichtung
der eingangs genannten Art so auszubilden, daB die dem Gas
mitgeteilte Feuchtigkeit im Schiittmaterial auch voll zur

Wirkung kommen kann.

Diese Aufgabe wird nach der Erfindung dadurch gelost, daB
die Spriihdiisen verteilt iber die Plattenfldache unter der
Gasverteilerplatte angeordnet sind und unmittelbar in die

Gasverteilerrdume miinden.

Der durch die Erfindung erreichte Vorteil besteht im
wesentlichen darin, daB das Wasser gleichmaBig verteilt
fber die Fliche der Gasverteilerplatten direkt in die
Gasverteilerrdume eingespritht wird und daher die

Gasbefeuchtung erst unmittelbar unter der
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Gasverteilerplatte vor den Gasdurchtrittséffnungen
erfolgt. Das befeuchtete Gas gelangt somit auf  kirzestem
Wege, namlich nur durch die Gasaustrittsdéffnungen
hindurch, in das Schiittmaterial und kann auf diesem Wege
nicht nennenswert Feuchtigkeit verlieren, so daB das in
das Gas eingetragene Wasser auch vollstdndig in das
Schuttmaterial gelangen und dort wirksam werden kann. Ein
weiterer sehr wesentlicher Vorteil ist darin zu sehen, daB
durch die Sprihdiisen in die Gasverteilerrdume
eingeleitetes vom Gas aber nicht aufgenommenes Wasser beil
seinem Ablauf aus den Gasverteilerrdumen in diesen eine
standige Reinigungswirkung ausiibt und von oben durch die
Gasaustrittsdéffnungen hindurch in die Gasverteilerridume
gelangtes Schuttmaterial aus den Gasverteilerrdumen

hinausschwemnt.

Eine bevorzugte Ausfithrunsform der Erfindung ist dadurch
gekennzeichnet,daB die Gasverteilerplatte mit lichtem
Abstand auf einer Unterlage abgestiitzt ist und die
Gasverteilerrdume zwischen der Unterlage und der
Gasverteilerplatte ausgebildet sind, wobei die Unterlage
wasserdicht ist und zu mindestens einer, auf der Unterlage
abflieBendes Wasser aufnehmenden Entwédsserungséffnung hin
geneigt ist. In den Gasverteilerrdumen zwischen der
Gasverteilerplatte und der Unterlage kann sich das Gas in
jeder Richtung gleichmaBig verteilen und die
Gasaustrittsdéffnungen anstrémen. Zugleich ist ausreichend
Platz zur groBffldchigen Wasserzerstdubung und damit zu
einer besonders wirksamen Gasbefeuchtung gegeben.
Verspriuhtes, vom Gas aber nicht aufgenommenes Wasser, wie
auch Sickerwasser aus dem Schittmaterial und dieses
selbst, soweit es durch die Gasaustrittséffnungen hindurch
in die Gasverteilerraume gefallen ist, kann auf der
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wasserdichten Unterlage in die Entwidsserungsoffnung
ablaufen, gesammelt, aufbereitet und das Wasser erneut zur
Gasbefeuchtung eingesetzt werden. Eine in dieser Hinsicht
besonders vorteilhafte Ausfihrungsform ist dadurch
gekennzeichnet, daB ein Wassersammelschacht mit einer
Filtereinrichtung fiir Feinteile und eine der
Filtereinrichtung nachgeschaltete Pumpe vorgesehen sind,
wobei die Entwdsserungséffnung mit dem Wassersammelschacht
auf der Einlaufseite der Filtereinrichtung verbunden ist
und die Sprithdiisen iiber die Pumpe mit dem gefilterten

Wasser beaufschlagbar sind.

Die Sprithdiisen sind vorzugsweise an der Unterseite der
Gasverteilerplatte mit senkrecht und/oder geneigt nach
unten gerichteten Disendffnungen angeordnet, wobei es sich
empfiehlt, die Anordnung insbesondere so zu treffen, dabB
sich die Spriihwasserkegel einander benachbarter Sprihdisen
in den Gasverteilerridumen gegenseitig durchdringen und
daher der von den Sprihdisen erzeugte Wassernebel die
Gasverteilerrdume flichendeckend fiallt, das Gas also im

Gegenstrom nur durch den Wassernebel hindurch in die

Gasaustrittsoffnungen gelangen kKann.

Im einzelnen sind zweckmiBigerweise an der Unterseite der
Gasverteilerplatte verlaufende, die Spriithdisen speisende
Druckwasserleitungen vorgesehen. In besonders einfacher
und daher bevorzugter Ausfihrungsform sind die Sprihdisen
von unmittelbar in der Wandung der Druckwasserleitungen
ausgebildeten Disendffnungen gebildet. In jedem Fall
empfiehlt es sich, daB die Druckwasserleitungen zu
mehreren parallel nebeneinander verlaufen und am einen
Leitungsende geschlossen, mit dem anderen Leitungsende an

eine Wasserverteilungsleitung angeschlossen sind, die
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beispielsweise von der vorerwdhnten Pumpe gespeist wird.
Im Ubrigen koénnen die Druckwasserleitungen als an der
Unterseite der Gasverteilerplatte gehaltene Schlduche oder
Rohre oder als unmittelbar in der Gasverteilerplatte
verlaufende Kandle ausgebildet sein. Am besten sind
erfindungsgemdf die Gasaustrittséffnungan in parallelen
Reihen und dazwischen in jeweils einer Reihe die

Sprihdisen angeordnet.

Im folgenden wird die Erfindung an einem in der Zeichnung
dargestellten Ausfuhrungsbeispiel ndher erlautert; es

zeigen:

Fig. 1 einen vertikalen Langsschnitt durch eine
Vorrichtung zur Zufihrung, Verteilung und
‘Befeuchtung von Gas bei einer Kompostierungsanlage,
in schematischér Darstellung,

Fig. 2 die Anlage nach Fig. 1 in einer Draufsicht,

Fig. 3 eine Gasverteilerplatte der Anlage nach den Fig.1l
und 2 in einer Ansicht von unten, und

Fig. 4 die Gasverteilerplatte nach Fig. 3 in einem
Querschnitt langs der Schnittlinie IV-IV.

In Fig. 1 befindet sich Uber einer Unterlage, die von

einem beispielsweise planierten, verdichteten und mit
einem wasserdichten Belag versehenen Erdboden 1 gebildet
sein kann, eine aus einer Vielzahl von in Fig. 2 einzeln
angedeuteten Gasverteilerplatten 2 zusammengesetzte
Basisplatte 3, die eine zum Befahren und zur Aufnahme von
Schittmaterial, wie Kompost oder dergl., eingerichtete
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Tragfihigkeit besitzt. Dazu sind die einzelnen
Gasverteilerplatten 2 tber eine in Fig. 4 lediglich
gestrichelt angedeutete stitzkonstruktion 4 auf der
Unterlage 1 abgestiitzt, so daB zwischen den
Gasverteilerplatten 2 und der Unterlage 1 ein lichter
Abstand verbleibt. Diese Stiitzkonstruktion kann weitgehend
beliebig ausgebildet sein. In Fig. 4 ist davon
ausgegangen, daB sie im wesentlichen aus mit Abstand
voneinander angeordneten Stiitzfifen besteht, die in
passende Aufnahmen 5 an den Gasverteilerplatten 2
eingesetzt und im iibrigen so gestaltet sind, daB sie die
einzelnen Gasverteilerplatten 2 im Verbund der
Basisplatte 3 gegenseitig fixieren. Im {ibrigen aber hat
die Stiittzkonstruktion im wesentlichen dazu zu dienen, daB
zwischen der Unterlage 1 und der Basisplatte 3 ein freier
Gasverteilerraum 6 entsteht, in dem sich aus
beispielsweise einem Luftverteilungsschacht 7 dem
Gasverteilerraum 6 in Richtung des Pfeiles 9' zugeflhrtes
Gas, insbesondere Luft, gleichmdBig Gber die gesamte
Fliche der Gasverteilerplatten 2 ausbreiten und verteilen
kann. Die Gaszufilhrung erfolgt durch ein Gasgeblase 8 uber
eine Zufiihrungsleitung 9. In den Gasverteilerplatten 2
befinden sich iiber die Plattenfldche verteilt angeordnete
Gasaustrittséffnungen 10, die nach unten hin mit dem
Gasverteilerraum 6 in Verbindung stehen und durch die
hindurch das Gas aus dem Gasverteilerraum 6 in das auf der
Basisplatte 3 angehdufte Schiittmaterial in Richtung der
Pfeile 11 einstrémen kann. Unterhalb dex
Gasverteilerplatten 2 sind nur mit ihren Sprihkegeln 12
gestrichelt angedeutete Sprithdiisen vorgesehen, die
ebenfalls liber die Plattenflidche verteilt angeordnet sind
und unmittelbar in den Gasverteilerraum 6 milnden. Die
wasserdichte Unterlage 1 besitzt ein leichtes Gefalle zu
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einer Entwdsserungséffnung 14 hin, so daB im
Gasverteilerraum 6 von dem Gas nicht aus den

Sprihkegeln 12 aufgenommenes Wasser, wie auch Sickerwasser
aus dem Schittmaterial, das durch die
Gasaustrittsdéffnungen 10 hindurch in den

Gasverteilerraum 6 gelangt, auf der Unterlage 1 zu der
Entwéssefungséffnung 14 hin ablaufen kann. Die
Entwasserungséffnung 14 steht Uber eine Leitung 15 mit der
Einlaufseite eines Wassersammelschachtes 16 in Verbindung,
in dem sich eine Filtereinrichtung 17 fuir Feinteile
befindet, deren Auslaufseite 18 eine Pumpe 19
nachgeschaltet ist, die durch die Filtereinrichtung 17
gefiltertes und aufbereitetes Wasser in eine
Wasserverteilungsleitung 20 férdert, aus welcher die im
Gasverteilerraum 6 angeordneten Sprihdiisen mit Wasser
versorgt werden. Im ubrigen kann die
Wasserverteilungsleitung 20 oder der

Wassersammelschacht 16 auch an eine nicht dargestellte
Wasserversorgungsleitung angeschlossen sein, um im
Kreislauf fehlendes Wasser ersetzen zu koénnen. Die
Sprihdiisen sind an der Unterseite der '
Gasverteilerplatten 2 mit senkrecht und/oder geneigt nach
unten gerichteten Diisenéffnungen 13 derart angeordnet, daB
sich die Spriihwasserkegel 12 einander benachbarter
Sprihdiisen im Gasverteilerraum 6 gegenseitig durchdringen,
wie dies aus der in Fig. 1 und 4 gestrichelten Darstellung
der Sprihkegel 12 ersichtlich ist. Im einzelnen sind an
der Unterseite der Gasverteilerplatte 2 verlaufende, die
Spriuhdisen aus der Wasserverteilungsleitung 20 speisende
Druckwasserleitungen 21 vorgesehen. Die Sprithdisen sind
dabei von den unmittelbar in der Wandung der
Druckwasserleitungen 21 ausgebildeten Dusendéffnungen 13
gebildet. Diese Druckwasserleitungen 21 verlaufen zu
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mehreren parallel nebeneinander und sind am einen, in Fig.
1 zum Luftverteilungsschacht 7 hin liegenden Leitungsende
geschlossen, mit dem anderen Leitungsende an die
Wasserverteilungsleitung 20 angeschlossen. Die
Druckwasserleitungen 21 kénnen als Schléduche oder Rohre
ausgebildet sein, die sich uber die gesamte Lange der aus
den einzelnen Gasverteilerplatten 2 gekildeten
Basisplatte 3 erstrecken und an der Unterseite der
Gasverteilerplatten 2 gehalten, beispielsweise in dazu
geeigneten Klammern festgeklemmt sind. Die Zeichnung zeigt
jedoch eine Ausfihrungsform, bei der die
Druckwasserleitungen 21 als unmittelbar in der
Gasverteilerplatte 2 verlaufende Kandle ausgebildet sind.
Werden mehrere der Gasverteilerplatten 2
aneinandergesetzt, werden die Kandle durch in Fig. 3
angedeutete Steckverbindungen 22 miteinander verbunden.
Fig. 3 zeigt auch, daB die Gasaustrittsdéffnungen 10 in
jeweils parallelen Reihen und dazwischen in jeweils einer
eigenen Reihe die Spriihdisen mit ihren Dlsendffnungen 13

angeordnet sind.
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Patentanspriche:

1. Vorrichtung zur Zufihrung, Verteilung und Befeuchtung
5 von Gas bel einer Gasreinigungs- oder
Verrottungsanlaée, mit mindestens einer zur Aufnahme
von Schuttmaterial eingerichteten
Gasverteilerplatte (2), die uber die Plattenfléche
verteilt angeordnete Gasaustrittséffnungen (10)

10 aufweist, ferner mit einem oder mehreren, auf der
Unterseite der Gasverteilerplatte (2) vorgesehenen und
mit den Gasaustrittséffnungen (10) in Verbindung
stehenden Gasverteilerrdumen (6), die an eine oder
mehrere Zufihrungsleitungen (9) fir das Gas

15 angeschlossen sind, und mit von Wasser
beaufschlagbaren Spruhdisen zur Befeuchtung des Gases,
dadurch gekennzeichnet, daf die Sprihdiisen verteilt
uber die Plattenfldche unter der
Gasverteilerplatte (6) angeordnet sind und unmittelbar

20 in die Gasverteilerrdume (6) minden.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
daB die Gasverteilerplatte (2) mit lichtem Abstand auf
einer Unterlage (1) abgestiitzt ist, und die '

25 Gasverteilerrdume (6) zwischen der Unterlage (1) und
der Gasverteilerplatte (2) ausgebildet sind, wobei die
Unterlage (1) wasserdicht ist und zu einer auf der
Unterlage abflieBendes Wasser aufnehmenden
Entwésserungséffnung (14) hin geneigt ist.

30

3. Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet,
daf ein Wassersammelschacht (16) mit einer
Filtereinrichtung (17) flir Feinteile und eine der
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Filtereinrichtung nachgeschaltete Pumpe (19)
vorgesehen sind, wobei die Entwisserungs6ffnung (14)
mit dem Wassersammelschacht (16) auf der Einlaufseite
der Filtereinrichtung (17) verbunden ist und die -
5 Sprithdiisen iber die Pumpe (19) nit dem gefilterten

Wasser beaufschlagbar sind.

4. Vorrichtung nach einem der Anspriche 1 bis 3, dadurch
gekennzeichnet,daf die Sprithdiisen an der Unterseite
10 der Gasverteilerplatte (2) mit senkrecht und/oder
geneigt nach unten gerichteten Disendffnungen (13)

angeordnet sind.

5. Vorrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet,
15 daB an der Unterseite der Gasverteilerplatte (2)
verlaufende, die Spriihdiisen speisende
Druckwasserleitungen (21) vorgesehen sind.

6. Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet,
20 daf die Spriihdisen von unmittelbar in der Wandung der
Druckwasserleitungen (21) ausgebildeten
Diisendéffnungen (13) gebildet sind.

7. Vorrichtung nach Anspruch 5 oder 6, dadurch
25 gekennzeichnet, daB die Druckwasserleitungen (21) zu
mehreren parallel nebeneinander verlaufen und am einen
Leitungsende geschlossen, mit dem anderen Leitungsende

an eine Wasserverteilungsleitung (20) angeschlossen
sind.

30
8. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 5 bis 7, dadurch v

gekennzeichnet, daB die Druckwasserleitungen (21) als
Schliuche oder Rohre ausgebildet und diese an der N
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Unterseite der Gasverteilerplatte (2) gehalten sind.

Vorrichtung nach einem der Anspriiche 5 bis 7, dadurch
gekennzeichnet, daB die Druckwasserleitungen (21) als
unmittelbar in der Gasverteilerplatte (2) verlaufende
Kandle ausgebildet sind. -

Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 9, dadurch
gekennzeichnet, daB die Gasaustrittzéffnungen (10) in
parallelen Reihen und dazwischen in jeweils einer
Reihe die Sprithdiisen angeordnet sind.

Vorrichtung nach einem der Anspriichz 1 bis 10, dadurch
gekennzeichnet, daB sich die Sprihwasserkegel (12)
einander benachbarter Sprithdiisen in den

Gasverteilerrdumen (6) gegenseitig durchdringen.
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